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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Abdeckband zurn Verpacken 

® Ein zusammengesetztes Abdeckband (1), das geeignet 
ist, einzelne elektronische Teile in jeweiligen Aussparun- 
gen eines Tragerobjekts abzudichten, ist an einem Trager- 
objekt angeklebt. Das zusammengesetzte Abdeckband (1) 
ist funktional in einen Abreifcstreifenabschnitt (121), ei- 
nen Adhasionsabschnitt (122) und einen Spannungskon- 
zentrationsabschnitt (123) unterteilt. Der Adhasionsab- 
schnitt (122) ist der Abschnitt, der an dem Tragerobjekt 
angeklebt ist, der AbreiBstreifenabschnitt (121) ist der Ab- 
schnitt, der nicht an dem Tragerobjekt (6) angeklebt ist, 
und der Spannungskonzentrationabschnitt (123) ist die 
Verbindung zwischen dem Adhasionsabschnitt (122) und 
dem AbreiGstreifenabschnitt (121). Bevor die umhullten 
elektronischen Teile entnehmbar sind, ist der Abreiftstrei- 
fenabschnitt (121) entlang dem Spannungskonzentrati- 
onsabschnitt (123) ablosbar, wobei die Ablosekraft weit 
, geringer als die Adhasionskraft in jedem Punkt ist. 
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Beschreibung 
Technisches Gebiet 

5 Die Erfindung betrifft ein Abdeckband zum Verpacken und insbesondere ein Abdeckband zum Verpacken elektroni- 
scher Teile oder anderer Einrichtungen, die in Tragerhohlrundungen oder Tragerboden eingelagert siad. 

Stand der Technik 

10 Ein bekanntes Verfahren zum Verpacken elektronischer Teile besteht darin, Tragerhohlrundungen oder Konkavitaten 
zu verwenden, die aus Kunslharz geformt sind und einen Abdeckfilm umfassen, um die Elektronikteile zu verpacken. 
Dieses Verfahren hat zum Ziel, einfachen Schutz bei der Lagerung und beim Versand zu schaffen. Aufgrund der Tendenz 
zu automatischen industriellcn Instrumenten und dem Erfordernis eines hoheren Ertrags wurde ein \ferpackungs verfah- 
ren mit einer bandartigen Struktur entwickelt, das die Idee des \fcrsehens einzelner Tragerhohlrundungen erweiterte, so 

15 daB ein Tragerband mit einer Anzahl an Tragerhohlrundungen entstand, um die Effizienz zu steigem. In dem US-Patent 
Nr. 4 724 958 ist eine bandartige Verpackung fur elektronische Komponenten offenbart, wobei die elektronischen Teile 
in der bandartigen Struktur mit einer Anzahl an Hohlrundungen angeordnet sind. 

Dariiber hinaus ist in dem US-Patent Nr. 4 963 405 ein Band zum Einlagern elektronischer Teile offenbart, das ein Tra- 
gerband mit einer Anzahl an Aussparungen zum Einlagern elektronischer Teile und eine Anzahl an Fuhrungsperforatio- 

20 nen umf afit, und ein Abdeckband, das auf das Tragerband mit einem Haftmittel geklebt ist, um nur die Aussparungen ab- 
zuschlieBen, wahrend die Fuhrungsperforationen offengelassen werden. Dieses Verfahren wird nunmehr am haufigsten 
verwendet. 

In jiingster Zeit werden chipartige elektronische Teile, die zur Oberflachenmontage verwendet werden, am haufigsten 
geliefert, wobei diese in einer bandartigen Verpackung enthalten sind, die aus einem Tragerband mit einer Anzahl an 

25 Aussparungen zum Einlagern chipartiger elektronischer Teile und einem Abdeckband besteht, das mit dem Tragerband 
verschlossen ist. Die elektronischen Teile, die in der bandartigen Verpackung enthalten sind, werden automatisch heraus- 
genommen, nachdem das Abdeckband von der bandartigen Verpackung abgelost wurde, und werden an der Substrat- 
oberflache einer elektronischen Schaltung montiert. In der derzeitigen Praxis ist das Abdeckband mit einer Haftschicht 
beschichtet oder beklebt, die zum Befestigen an dem Randbereich des Tragerbandes geeignet ist. Das Material der Haft- 

30 schicht kann aus einer Gruppe ausgewahlt sein, die druckempfindliche Haftmittel und heiBverklebbare thermoplastische 
Kunstharze umfaBt. Die Haftschicht muB die richtige Haftfestigkeit aufweisen, so daB das Abdeckband fest an das Tra- 
gerband gebunden werden kann, und dann auch glatt von dem Tragerband abgelost werden kann, um zu gestatten, daB 
die eingelagerten elektronischen Teile aus dem Tragerband entnommen werden konnen, Jedoch ist es nicht einfach, eine 
Haftschicht zwischen dem Abdeckband und dem Tragerband vorzusehen, die eine geeignete Haftfestigkeit und gleich- 

35 zeitig eine geringe Ablosefestigkeit aufweist, da beide Faktoren normalerweise gegeneinander arbeiten. UbermaBig hohe 
oder geringe Haftfestigkeit oder ungleichmaBige Haftfestigkeit kann gewisse Probleme verursachen. Wenn beispiels- 
weise die Haftfestigkeit sehr gering ist, kann das verschlossene Abdeckband von dem Tragerband aufgrund eines uner- 
warteten, geringen StoBens beim Verpackungstransport getrennt werden, und die eingelagerten elektronischen Kompo- 
nenten konnen herausf alien. Wenn die Haftfestigkeit QbennaBig hoch ist, muB eine sehr viel hohere Kraft auf das Ab- 

40 deckhand angewendet werden, um dieses von dem Tragerband abzulosen, wodurch eine Stufenbewegung und ein an- 
schlieBendes Schwingungsproblem verursacht wird. Wenn die Schwingung auftritt, ist es moglich, daB eingelagerte elek- 
tronische Komponenten gezwungen werden, aus dem Tragerband herauszuspringen. Insbesondere werden oberflachen- 
montierte elektronische Komponenten, wie zum Beispiel Flussigkeitskristallanzeigechips, Dioden, passive Komponen- 
ten einschlieBlich Widerstanden, Leitern und Kondensatoren, und aktive Komponenten einschlieBlich integrierter Schal- 

45 tung usw. als Chips mit groBerer Leistungsfahigkeit und geringerer GroBe hergestellt. Eine geringe Schwingung kann 
verursachen, daB die kleinen elektronischen Komponenten aus dem Tragerband herausspringen. Wenn die Haftfestigkeit 
nicht gleichmaBig verteilt ist, konnen die beiden zuvor erwahnten Probleme auftreten, wenn das Abdeckband von dem 
Tragerband abgelost wird. Um die zuvor erwahnten Probleme auszuschlieBen, entstehen Einschrankungen bei der Mate- 
rialauswahl des Abdeckbandes und der Herstellung des Abdeckbandes. Die Abdichtungstemperatur, der Abdichtungs- 

50 druck und die Abdichtungsgeschwindigkcit miissen in Betracht gezogen werden, wenn das Abdeckband aus heiBver- 
klebbaren Haftmitteln oder thermoplastischen Kunstharzen hergestellt ist und das Abdeckband an das Tragerband ge- 
klebt wird. Das Abdichten des Abdeckbandes an dem Tragerband betrifft auch sehr die Abbindezeit der thermoplasti- 
schen Kunstharze aufgrund ihrer thermischen Eigenschaften. Im allgemeinen erfordert ein schnellerer Abdichtungspro- 
zeB eine relativ hohere Abdichtungstemperatur, und das Material muB einen relativ hoheren Warmeleitfahigkeitskoeffi- 

55 zienten oder eine kiirzere Abbindezeit aufweisen. Ein Polymer ist jedoch im wesentlichen ein guter warmeisolierender 
Grundstoff. Diese geringe warmeleitfahige Eigenschaft steht im Gegensatz zu dem kurzen Abbindezeiterfordernis. Wenn 
ein Additiv mit einer relativ hoheren Warmeleitfahigkeit hinzugefugt werden muB, konnen andere negative Wirkungen 
auftreten, wie zum Beispiel ein opakes Merkmal aufgrund des Lichts, das von den unterschiedlichen Phasengebieten ge- 
streut wird. All diese Faktoren beeinflussen die Entwicklung der in Frage kommenden Materialien. Es ist tatsachlich eine 

60 Herausforderung, ein Haftschichtmaterial fur das Abdeckband zu entwickeln, das die geeignete Haftfestigkeit aufweist, 
befriedigende Verpackungswirkung erzielt und auch zur Verwendung unter verschiedenen Verarbeitungsbedingungen 
geeignet ist. Wenn das Abdeckband von dem Tragerband abgelost wird, miissen weiterhin die unerwarteten, abnormalen 
Ablosewirkungen vermieden werden, wie zum Beispiel ein Ratschen oder Knirschen in einer unerwarteten Richtung. 
Diese abnormalen Defekte konnen verursachen, daB das Abdeckband an unpassenden Stellen reiBt oder bricht, oder daB 

65 ein Teil zuriickbleibt und die Aussparungen des Abdeckbandes abdeckt. All diese Bedingungen beeinflussen den Her- 
stellungsprozeB und die Produktivitat. 

Fig. 1-1 und 1-2 zeigen ein Abdeckband, das mit einem Tragerband luftdicht verschlossen ist, um chipartige elektro- 
nische Teile gemaB dem US-Patent Nr. 5,208,103 einzulagern. Das Abdeckband 21' umfaBt einen zweiachsig ausgerich- 
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teten Film 22', eine Zwischenschicht 23', eine erste Haftschicht 24', die zwischen dem zweiachsig ausgerichteten Film 22' 
und der Zwischenschicht 23' versiegelt ist, und eine zweite Haftschicht 25', die zwischen der Zwischenschicht 23* und 
dem Tragerband 6 geschichtet ist. Das Abdeckband 2V ist speziell gestaltet, so daB die Zwischenschicht 23' eine schwa- 
chere Kohasionsfestigkeit aufweist. Wenn das Abdeckband 21' an dem Tragerband 6 heiBverklebt wird, ist ein heiBver- 
klebter Abschnitt 26' in dem Abdeckband 21' ausgebildet, und die Adhasionskraft des heiBverklebten Abschnitts 26' ist 5 
groBer als die Kohasionsfestigkeit der Zwischenschicht 23', wenn das Abdeckband 21' von dem Tragerband 6 abgelost 
wird. Deshalb liegt die Ablosegrenzflache innerhalb der Zwischenschicht 23', und die erforderliche Ablosekraft betragt 
ungefahr 10 g bis 120 g pro geklebtem Millimeter. Wenn jedoch das Abdeckband 21' abgelost wird, nachdem dieses an 
das Tragerband 6 geklebt wurde, betrifft die Abloserichtung des Abdeckbandes 21' die Ablosekraft, den Ablbsewinkel 
und die Richtung, die Abiosegeschwindigkeit und den heiBverklebten Abschnitt 26'. Deshalb kann die Abloserichtung to 
durch die zuvor erwahnten Faktoren beeinfluBt werden, wodurch ein unpassendes Ablosen verursacht wird, beispiels- 
weise kann das Abdeckband 21' von dem Tragerband 6 in einem Winkel zu der Faserrichtung oder in einem Winkel zu 
der Verbindungslinie abgelost werden, wobei verursacht wird, daB das Abdeckband 21' ungeeignet bricht oder der Her- 
stellungsprozeB unterbrochen wird. 

Fig. 2-1 und 2-2 zeigen ein Abdeckband zum Verpacken elektronischer Chips gemaB dem US-Patent Nr. 5,346,765. 15 
Das Abdeckband 31' umfaBt einen zweiachsig ausgerichteten Film 32', eine Zwischenschicht 33', eine erste Haftschicht 
34', die zwischen dem zweiachsig ausgerichteten Film 32' und der Zwischenschicht 33' versiegelt ist, und eine zweite 
Haftschicht 35', die zwischen der Zwischenschicht 34' und dem Tragerband 6 versiegelt ist. Ein heiBverklebter Abschnitt 
36 ist in dem Abdeckband 31' ausgebildet, wenn das Abdeckband 31' an dem Tragerband 6 heiBverklebt ist, und die Ad- 
hasionskraft des heiBverklebten Abschnitts 36' ist groBer als die Adhasionskraft zwischen der Zwischenschicht 33' und 20 
der zweiten Haftschicht 35', wenn das Abdeckband 31' von dem Tragerband 6 abgelost wird. Deshalb besteht die Ablo- 
segrenzflache zwischen der Zwischenschicht 32' und der zweiten Haftschicht 35', und die erforderliche Ablosekraft be- 
tragt ungefahr 10 g bis 120 g pro geklebten Millimeter, d. h. die Haftfestigkeit des Abdeckbandes 31' an dem Tragerband 
6 betragt ungefahr 10 - 120 g pro geklebten Millimeter. Diese schwache Haftfestigkeit kann verursachen, daB des Ab- 
deckband 31' aufgrund eines geringen StoBes wahrend des Transports der Verpackung von dem Tragerband 6 getrennt 25 
wird, 

Wenn die zuvor erwahnten Haftschichten fiir HeiBklebeverpacken ausgestaltet sind, weisen die HeiBschmelzelasto- 
mcre oder die Thermoplaste und deren gemischtc Additive, wenn diese fiir die Haftschichten verwendet werden, norrna- 
lerweise die potentiell reaktivc funklionelle Gruppe oder die thermisch instabile funktionelle Gruppc auf. Im allgemei- 
nen weisen die HeiBschmelzblockcopolymere, wie zum Beispiel Styrol-Isopren-Styrol (SIS), Styrol-Butadien-Styrol 30 
(SBS), und Butylkautschuk (BR) und gemischte Kunstharze, normalerweise eine ungesattigte Bindungsstruktur auf. Die 
heiBverklebbaren Thermoplaste weisen gewohnlich das Additiv mit der Struktur auf, die entweder durch ein niedriges 
mechanisches Modul oder eine thermisch instabile funktionelle Gruppe gekennzeichnet ist, beispielsweise die thermisch 
instabile funktionelle Gruppe der Esterbindung, die veranlaBt werden kann, sich leicht bei Warme zu zersctzen. Materia- 
iien mit der instabilen funktionellen Gruppe, die bei Feuchtigkeit oder Warme instabil ist, neigen dazu, durch Feuchtig- 35 
keit oder Temperatur, oder beides, beeinfluBt zu werden. Aufgrund der Natur der Wasserstoffbindung neigt beispiels- 
weise das Material mit der funktionellen Carboxylgruppe dazu, sich bei der Einwirkung von Feuchtigkeit und hoher 
Temperatur zu verschlechtem. Ethylenvinylacetat (EVA), das entweder mit anderem Material vermischt oder mit dem 
anderen Material mit der Esterbindung copolymerisiert ist, ist eine funktionelle Gruppe, die auf hohe Temperatur und 
Feuchtigkeit empfindlich ist. Die zuvor erwahnten Materialien neigen dazu, durch Wetter, Lagerungstemperatur und 40 
Feuchtigkeit angegriffen zu werden. Die Materialeigenschaften konnen sich liber die Zeit andern, insbesondere wird die 
Geschwindigkeit der Verschlechterung der Materialeigenschaft bei gleichzeitig hohen Temperatur- und hohen Feuchtig- 
keitszustanden beschleunigt, wodurch verursacht wird, daB die Materialien von ihrem Anwendungszustand abweichen 
und das Eigenleben der Materialien verkiirzt wird. Es ist weit verbreitet, daB die physikalischen Eigenschaften des Haft- 
materials von ihrem Anwendungsbereich nach einer gewissen Zeitdauer nach der Lagerung der Materialien beginnen ab- 45 
zuweichen. Wenn die Haftfestigkeit auf ein allzu niedriges Niveau geiindert wird, kann das Abdeckband von dem gekleb- 
ten Tragerband getrennt werden, wobei verursacht wird, daB die eingekapselten Teile aus den Aussparungen fallen. 
Wenn andererseits die Haftfestigkeit auf ein allzu hohes Niveau geandert wird, kann die angewendete Ablosekraft nicht 
gleichmaBig iiber die Abdeckschicht verteilt werden, wenn das Abdeckband von der Tragerschicht abgelost wird. Da- 
durch wird verursacht, daB das Tragerband vibriert, und deshalb konnen die umschlossenen Teile herausspringen. 50 

Fig. 3 zeigt eine andere Struktur eines Abdeckbandes gemaB dem Stand der Technik. Das Abdeckband 41' umfaBt ei- 
nen zweiachsig ausgedehnten Film 42', eine Zwischenschicht 43' und eine Riickseitenschicht 47'. Der zweiachsig ausge- 
dehnte Film 42' und die Zwischenschicht 43' sind mittels einer ersten Haftschicht 44' zusammengeklebt. Die Zwischen- 
schicht 43' ist an das Tragerband 6 durch eine zweite Haftschicht 45' geklebt. Die Ruckseitenschicht 47' ist an die Zwi- 
schenschicht 43' durch die zweite Haftschicht 45' angeklebt. Der zweiachsig ausgedehnte Film 42' weist Langskerblinien 55 
46' auf. Entlang der Langskerblinien 46' ist die Kohasionsfestigkeit am schwachsten. Die Langskerblinien 46 konnen vor 
dem VerschlieBen mit dem Tragerband 6 oder wahrend des Abdichtungsverfahrens eingekerbt werden. Wenn das Ab- 
deckband 41' abgelost wird, nachdem dieses an das Tragerband 6 durch einen HeiBdruck geklebt wurde, wird dieses ent- 
lang der Langskerblinien 46" abgerissen. Diese Struktur kann eine bessere Haftfestigkeit an dem Tragerband 6 schaffen. 
Leider muB ein PrazisionskerbprozeB angewendet werden, urn den zweiachsig ausgedehnten Film 42' zu trennen. Die 60 
Anwendung des Prazisionskerbprozesses erfordert ein Schneidwerkzeug und ein Druck- und Temperatursteucrungssy- 
stem. Aufgrund schwacher Kohasionsfestigkeit entlang der gekerbten Linien 46' und der Wirkung thermischer Schrump- 
fung des Films, beeinflussen die eingekerbte Tiefe der Langskerblinien 46' und das Verhaltnis der Tiefe der eingekerbten 
Linie 46 und derDicke des Films das eigentliche Aufbringen des Abdeckbandes 41'. Dieser longitudinal mit Kerben ver- 
sehene, zweiachsig ausgedehnte Film 42' ist bruchig auf StoBkraft und Spannung, die aufgrund der Wirkung thermischer 65 
Schrumpfung aufgebaut werden. 

In der Praxis wurden eingeschlossene Objekte von entweder elektronisch aktiven Komponenten oder passiven Kom- 
ponenten gewohnlich auf der zum Bestiicken fertigen Leiterplatte zusammengebracht. Aktive Komponenten sind norma- 
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lerweise auf statische Ladung empfindlich. Statischer LadungsstoB kann leicht die aktiven Komponenten wahrend des 
Verpackens oder des Transfers beschadigen. Jedoch kann ein an den aktiven KomponenLen angelegter statischer La- 
dungsstoB iiber den Kontakt mit einer ladungstragenden passiven Komponente auftreten, oder indirekt uber die Ladungs- 
induktion von den anderen ladungstragenden Komponenten. Deshalb ist eine antistatische oder Ladungsdissipationsbe- 

5 handlung erforderlich. In der Praxis ist diese Behandlung insbesondere fur die Kontaktflache zwischen dem Abdeckband 
41 und den einhullenden Einrichtungen und der AuBenflache der Verpackung notig, urn die antistatische Funktion oder 
Ladungsdissipadon zu erhalten. Dies kann durch die folgenden Verfahren erzielt werden: (1) Zusetzen von ionise hen 
oder nichtionischen Tensiden durch innere Vermischung oder auBere Beschichtung, (2) Mischen mit leitfabigem Mate- 
rial, wie zum Beispiel RuBpulver, Graphitfaserpulver oder Metallpulver, und (3) Metalldampfniederschlag oder Be- 

10 schichtungsmaterial mit Leitereigenschaften, wie zum Beispiel Aluminiumdampfniederschlag oder Verwenden von Lak- 
ken mit innerlich leitfahigem Polyanilin. 

Die US-Patente Nr. 5,441,809 und 5,599,621 beschreiben eine Abdeckbandstruktur fur das Verpacken einer oberfla- 
chenmontierten Einrichtung, die eine Ablosekraft zwischen 30 und 80 Gramm pro Millimeter aufweist, nachdem diese 
an ein Trager-band heiBverklebt wurde, urn eine zweiteilige Verpackung fur die elektronischen Teile auszubilden. Das 

15 Abdeckband umfaBt einen Polymerfilm, dessen eine Seite mit einer Metallschicht beschichtet ist, und ein heiBverkleb- 
bares Haftmittel ist auf die mit Metail beschichtete Seite das Films geschichtet, wobei die Haftschicht ein thermoplasti- 
sches Elastomer, Metallpulver oder metallbeschichtete Partikel umfaBt. Aufgrund der gewissen Eigenschaften der Mate- 
rialvertraglichkeit kann Phasentrennung auftreten, wenn dieses gemischte Material bei einem hohen Feuchtigkeitspegel 
und Temperaturniveau iiber die verstrichene Zeit verwendet wird. Deshalb kann die physikalische Eigenschaft dieser 

20 Haftschicht, wie zum Beispiel die Ablosefestigkeit, innerhalb 30 bis 80 Gramm pro Millimeter zu einem ungeeigneten 
Anwendungsbereich abweichen. Wenn die Ablosefestigkeit zu gering ist, kann sich das Tragerband wahrend des Verpak- 
kens und Verarbeitens losen, und die verpackten Teile konnen verloren gehen. Wenn die Ablosefestigkeit zu hoch ist, 
dann kann das Tragerband das Problem des Herausspringens aufgrund eines stufenweisen Ablosebewegungsvorgangs 
aufweisen, und die verpackten Teile konnen verloren gehen oder falsch gesetzte Positionen einnehmen. 

25 Fig. 4 zeigt eine Abdeckbandstruktur gemaB dem US-Patent Nr. 3,143,208, Das Band weist sich uberschneidende Per- 
forationslinien auf, die entlang der Langsrichtung und auch der Querrichtung angeordnet sind. Diese Gestaltung ermog- 
licht dem Benutzer, das Band an der gewiinschten Stelle entlang der ausgewahlten Perforationslinien abzulosen. Jedoch 
bleiben gezahnte Kanten an den Randern zuriick, wenn das Abdeckband von dem geklebten Tragerband abgelost ist. 

30 Darstellung der Erfindung 

Es ist deshalb eine Aufgabe der Erfindung, ein zusammengesetztes Abdeckband zum Einhullen vorzusehen, so daB 
eine ausgezeichnete Adhasion an der verschlossenen Seite des Abdeckbandes und des abgedichteten Objekts besteht. 

Ferncr ist es eine andere Aufgabe der Erfindung, ein zusammengesetztes Abdeckband zum Einhullen vorzusehen, bei 
35 dem ein AbreiBstreifenabschnitt glatt von dem Abdeckband ablosbar ist, ohne daB eine Schwingung an dem Tragerband 
verursacht wird, die die eingelagerten Teile zwingt, aus ihrer Position zu springen. Ferner kann aufgrund der Fuhrung ei- 
ner Spannungskonzentrationszone die ReiBrichtung im Verlauf aufrecht erhalten werden. 

Kurze Beschreibung der Zeichnungen 

40 

Andere Aufgaben, Merkmale und Vorteile der Erfindung werden aus der folgenden ausfiihrlichen Beschreibung der 
bevorzugten Ausfuhrungsformen ersichtlich werden. Die Beschreibung erfolgt unter Bezugnahme auf die beiliegenden 
Zeichnungen. Es zeigt: 

Fig. 1-1 eine Querschnittsansicht, die ein herkommliches Abdeckband zeigt, das an ein Tragerband gebunden ist; 
45 Fig. 1-2 eine Querschnittsansicht, die einen Zustand des Abdeckbandes nach Fig. 1-1 zeigt, in dem das Abdeckband 
an das Tragerband gebunden und dann davon abgeschalt wurde; 

Fig. 2-1 eine Querschnittsansicht, die eine andere Struktur eines herkommlichen Abdeckbandes zeigt, das an ein Tra- 
gerband gebunden ist; 

Fig. 2-2 eine Querschnittsansicht, die einen Zustand des herkommlichen Abdeckbandes nach Fig. 2-1 zeigt, in dem 
50 das Abdeckband an das Tragerband gebunden und dann davon abgeschalt wurde; 

Fig. 3 eine Querschnittsansicht, die noch eine andere Struktur eines herkommlichen Abdeckbandes zeigt, das an ein 
Tragerband gebunden ist; 

Fig. 4 eine Draufsicht, die ein herkommliches Abdeckband zeigt; 

Fig. 5 eine dreidimensionale Ansicht eines zusammengesetzten Abdeckbandes gemaB einer ersten bevorzugten Aus- 
55 fiihrungsform der Erfindung; 

Fig. 6-1 eine Querschnittsansicht, die ein zusammengesetztes Abdeckband gemaB der ersten bevorzugten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung zeigt, das an ein Tragerband gebunden ist; 

Fig. 6-2 eine Querschnittsansicht, die einen Zustand des zusammengesetzten Abdeckbandes nach Fig. 6-1 zeigt, wo- 
bei das zusammengesetzte Abdeckband an das Tragerband gebunden und dann davon abgeschalt wurde gemaB der ersten 
60 bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig. 7 eine Querschnittsansicht, die verschiedene Krafte darstellt, wenn das Abdeckband gemaB der ersten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung abgeschalt wird; 

Fig. 8 eine Querschnittsansicht, die ein zusammengesetztes Abdeckband zeigt, das an ein Tragerband gemaB einer an- 
deren bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung gebunden ist; 
65 Fig. 9 eine Querschnittsansicht, die ein zusammengesetztes Abdeckband zeigt, das an ein Tragerband gemaB noch ei- 
ner anderen bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung gebunden ist; 

Fig. 10 eine Querschnittsansicht, die ein zusammengesetztes Abdeckband zeigt, das an ein Tragerband gemaB einer 
weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung gebunden ist; 
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Fig. 1 1 eine Querschnittsansicht, die ein zusammengesetztes Abdeckband zeigt, das an ein Tragerband gemaB noch ei- 
her weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung gebunden ist. 

Beschreibung bevorzugter Ausfuhrungsformen der Erfindung 

5 

Bezugnehmend auf Fig. 5 ist eine dreidimensionale Konfiguration gemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Er- 
findung gezeigt, die ein zusammengesetztes Abdeckband 1 und ein Tragerband 6 umfaBt. Die eingelagerte elektrische 
Einrichtung ist in der Aussparung des Tragerbandes 6 angeordnet. Das zusammengesetzte Abdeckband 1 ist ein mehr- 
schichtiges Band. Die auBere Schicht des zusammengesetzten Abdeckbandes ist eine ablosbare Beschichtungsschicht 11 
bzw. Abziehschicht 11, und die an die ablosbare Beschichtungsschicht 11 angrenzende Schicht ist eine Prageschicht 12. to 
Die Prageschicht 12 ist ein ausgedehnter Polymerfilm, der beispielsweise aus Nylon, Polyethyienterephthalat (PET), Po- 
lypropylen (PP), Polystyrol (PS), Polycarbonat (PC), Polysulfon, Polyimid (PI), Polyethyiennaphthalat (PEN), Polyvi- 
nylchlorid (PVC), Polypropylen-Kunststoffpapier oder Polyethyienterephthalat KunststofFpapier hergestellt ist. Vor- 
zugsweise weist die Prageschicht 12 beliebig angeordnete Locher an ihrer Oberflache auf, die durch eine Pragewalze ge- 
fertigt sein konnen. Die Pragewalzenoberflache ist mit zahlreichen nach auBen gerichteten gescharften Spitzen uber die 15 
gesamte zylindrische Oberflache hinweg bedeckt. An einer gegeniiberliegenden Seite der beliebig gepragten Schicht 12 
ist eine Haftschicht 13 und eine nicht haftende Schicht 14 uber der Haftschicht 13 vorgesehen. Die nicht haftende Schicht 
14 weist eine Scite auf, die an der Haftschicht 13 haftet, und eine entgegengesetzte Seite, die vorzugsweise durch Me- 
talldampfniederschlag bearbeitet und mit einer Schicht aus antistatischem Mittel bedeckt ist. 

Um den Schaden durch statischen AufladungsstoB zu verhindern, der den verpackten Komponenten auferlegt wird, 20 
kann die ablosbare Beschichtungsschicht bzw. Abziehschicht 11 entweder mit einem antistatischen Mittel oder Ladungs- 
dissipationsmitteln oder dergleichen beschichtet sein. Die Art und Weise der Ladungsdissipation oder des Eliminierens 
statischer Ladung kann erzielt werden aufgrund: (1) eines Verwendens eines ionischen oder nicht ionischen Tensids 
durch innere Vermischung oder auBere Beschichtung; (2) eines Verwendens eines leitfahigen Materials, wie zum Bei- 
spiel RuBpulver, Graphitfaserpulver oder vermischtes Metallpulvermaterial; (3) von Metalldampfniederschlag oder einer 25 
Beschichtung aus leitfahigem Material, beispielsweise, Aluminiumdampfniederschlag oder Beschichtung aus innerlich 
leitfahigen Polyanilinlacken. Vorzugsweise ist die ablosbare Beschichtungsschicht 11 mit einer antistatischen Tensidbe- 
schichtung, einer bestrahlungsgetrockneten Druckbeschichtung und leitfahigen Lackbeschichtung, einem Metalldampf- 
niederschlag und/oder einem dtinnen Metallfilm beschichtet. Eine antistatische Beschichtung oder leitfahigc Beschich- 
tung kann ein Merkmal des spezifischen Oberflachenwiderstandes sein, der weniger als 10E1 3 Ohm/Quadrat betragt. Ein 30 
Material fur die willkiirlich gepragte Schicht 12 ist vorzugsweise transparent und weist die geeignete mechanische Fe- 
stigkeit und eine Dicke von ungefahr 6 bis 15 Micrometem auf. Die beliebig gepragte Schicht 12 und die nicht haftende 
Schicht 14 konnen durch die Flammenbehandlung, Plasmabehandlung oder Koronaentladung bearbeitet sein, oder mit 
einer Grundiermasse beschichtet sein, um ihre Obcrflachenfestigkeit zu steigern. Die Haftschicht kann aus druckemp- 
findlichem Haftmittel oder heitverklebbarem oder heiBversiegelbarem Material hergestellt sein, dessen Hauptkompo- 35 
nente vorzugsweise druckempfindliches Haftmittel oder thermoplastischer Kunstharzleim ist. 

Geeignete Materi alien fiir die Haftschicht umfassen Acrylhaftmittel, Siliconelastomere, natiirlichen oder syntheti- 
schen Kautschuk, HeiBschmeizelastomere, Thermoplaste, usw. . Das Haftmittel kann entweder auf Wasser- oder Lo- 
sungsmittelbasis formuliert sein. Das Material fiir die nicht haftende Schicht 14 kann entweder aus einer normalen Poly- 
merschicht oder einem ausgedehnten Film, wie zum Beispiel Nylon, Polyethyienterephthalat (PET), Polyester, Polypro- 40 
pylen (PP), Polycarbonat (PC), Polystyrol (PS), Polysulfon, Polyimid (PI), Polyethylennapthalat (PEN), Polypropylen- 
Kunststoffpapier, Polyvinylchlorid (PVC), PP-Kunststoffpapier, und Polyethylenterephthalat-Kunststoffpapier erhalten 
werden. Das Material der nicht haftenden Schicht 14 weist bestimmte mechanische Festigkeit auf und kann transparent 
oder lichtdurchlassig sein. Die Dicke des verwendeten Materials richtet sich nach dem tatsachlichen Erfordemis. Ferner 
kann die nicht haftende Schicht 14 durch Lackdruck und dann entweder durch thermische Trocknung bzw. Aushartung 45 
oder Bestrahlungstrocknung hergestellt werden. Vorzugsweise umfaBt die nicht haftende Schicht 14 eine Anzahl an nicht 
haftenden Streifen, und die nicht haftenden Streifen sind voneinander beabstandet. 

Wahlweise kann die nicht haftende Schicht in eine Anzahl an nicht haftenden Zonen unterteilt sein, um auf die Form 
und GroBe des Tragerbandes oder Tragerbodens zu passen. 

Fig. 6-1 und 6-2 zeigen eine Schnittansicht in gcbundenem Zustand und eine Schnittansicht im abgerissenen Zustand 50 
des in Fig. 5 gezeigten Bandes. In der Ansicht im gebundenen Zustand ist das zusammengesetzte Abdeckband 1 in einen 
AbreiBstreifenabschnitt 121, einen Adhasionsabschnitt 122 und eine Spannungskonzentrationszone 123 unterteilt. Wenn 
das zusammengesetzte Abdeckband 1 und das Tragerband 6 durch Drucken, HeiBverkleben oder andere Abdichtungs- 
verfahren aneinander befestigt sind, ist der Adhasionsabschnitt 122 mit der beliebig gepragten Schicht 12 an dem Tra- 
gerband 6 gebunden, das eine gesteigerte mechanische Zugfestigkeit aufweist. Der mittlere Abschnitt der zufallig ge- 55 
pragten Schicht 12 haftet an der nicht haftenden Schicht 14 durch die Haftschicht 13, um einen Verbundfilm auszubilden, 
der eine hohere mechanische Zugfestigkeit aufweist. Die Spannungskonzentrationszone 123 ist zwischen dem Trager- 
band 6 und der nicht haften den Schicht 14 an dem Grenzbereich angeordnet. In anderen Worten ist die Spannungskon- 
zentrationszone 123 die Verbindung bzw. Zusammenfugung zwischen dem AbreiBstreifenabschnitt 121 und dem Adha- 
sionsabschnitt 122. Da die Spannungskonzentrationszone 123 hauptsachlich durch die zufallig gepragte Schicht 12 aus- 60 
gebildet ist, ist ihre mechanische Zugfestigkeit die schwachste im Vergleich zu der mechanischcn Zugfestigkeit des Ad- 
has ionsabschnitts 122 und des mitderen Abschnitts des zusammengesetzten Abdeckbandes 1, der die zufallig gepragte 
Schicht 12 und die nicht haftende Schicht 14 enthalt. Die zahlreichen zufallig gepragten Locher uber der Oberflache der 
zufallig gepragten Schicht 12 weisen die Funktion eines Fuhrens der Zugspannung endang der Spannungskonzentrati- 
onszone 123 auf, so daB ziemlich geringe Zugkraft erforderlich ist, um das Band zu zerreiBen. In anderen Worten ist die 65 
Mindeslzugkraft, die angewendet wird, um den AbreiBstreifenabschnitt 121 von dem Adhasionsabschnitt 122 abzulosen, 
geringer als die Adhasionskraft des Adhasionsabschnitts 122 an dem Tragerband 6 und die Adbasionskraft des mittleren 
Abschnitts der zufallig gepragten Schicht 12 an der nicht haftenden Schicht 14. Es ist gezeigt, daB die ReiBlinie extrern 
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glatt und gleichformig ist und ein extrem glattes und gleichmaBiges ReiBen ermoglicht, wenn der AbreiBstreifenabschnitt 
121 des Abdeckbandes 1 von dem Adhasionsabschnitt 122 des Tragerbandes 6 gelost wird. 

Bezugnehmend auf Fig. 7, wenn der AbreiBstreifenabschnitt 121 abgelost ist, weist die ReiBlinie eine vorbestimmte 
Richtung endang der Spannungskonzentrationszone 123 auf. Die Position der ReiBlinie hangt sehr von dem Pegel der 
ReiBkraft, der ReiBgeschwindigkeit und dern Verhaltnis der angewendeten ReiBkraft 71 zu dem Adhasionskraften 72 und 
73 ab, wobei die Adhasionskraft 72 die Kohasionsfestigkeit zwischen der gepragten Sehicht 12 und der nicht haftenden 
Schicht 14 iiber die Haftschicht 13 ist, und wobei die Adhasionskraft 73 die Kohasionsfestigkeit zwischen der Prage- 
schicht 12 und der Oberflache des Tragerbandes 6 iiber die Haftschicht 13 ist. 

Tabelle 1 zeigt einen Ablose-Adhasions-Krafttest, der an einem gepragten zweiachsig ausgedehnten Polypropylen- 
haftband durchgefuhrt wurde, das eine Dicke von 29 um und eine Breite von 2,54 cm (1 amerikanisches Zoll) relativ zu 
unterschiedlichen haftenden Materi alien bei unterschiedlichen Ablosewinkeln aufweist: 



TabeUe 1 
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20 



25 



30 



35 



40 



45 



AVF 


SS 


PSC 


PCC 


SS 


PSC 


PCC 


90 


769 


1061 


881 


895 


895 


1295 


120 


760 


724 


683 


769 


675 


901 


150 


616 


576 


648 


630 


598 


809 


170 


395 


485 


496 


520 


469 


679 


180 


1090 


1024 


923 


1093 


1297 


1037 



Das gepragte, zweiachsig ausgedehnte Polypropylenhaftband, das in dem zuvor erwahnten Test verwendet wird, wird 
aus einem 2,54 cm (1 Zoll) breiten, gepragten, zweiachsig ausgedehnten Polypropylenfilm erhalten, der eine Seite be- 
schichtet mit einer druckempfindlichen Schicht aus Acrylklebemittel mit einer Dicke von 20 um aufweist. In Tabelle 1 
zeigt, A: Ablosewinkel (Grad); F: Adhasionskraft (Gramm/2,54 cm); SS: rostfreies Stahlblatt; PSC: Polystyrolplatte ge- 
mischt mit leitfahigem RuB; PCC: Polycarbonatplatte gemischt mit leitfahigem RuB. 

In einem anderen Beispiel ist das gepragte, zweiachsig ausgedehnte Polypropylenband, das eine Breite von 2,54 cm (1 
Zoll) und eine Dicke von 29 um aufweist, mit einem zweiachsig ausgedehnten Polyesterfilm an der haftmittelbeschich- 
teten Seite in der Mitte geschichtet, der eine Breite von 1,27 cm (0,5 Zoll) und eine Dicke von 25 um aufweist. Das Haft- 
band haftet jeweils an der rostfreien Stahlplatte und der mit Kohlenstoffpulver vermischten Polystyrolplatte. Wahrend 
des Ablosetests wird der AbreiBstreifenabschnitt von dem Adhasionsabschnitt in einem Ablosewinkel von 180° und bei 
einer ReiBgeschwindigkeit von 6,1 cm pro Minute (24 Zoll pro Minute) abgelost, und dann werden jeweils die ReiB- 
krafte gemessen. Beide ReiBkrafte zeigen das gleiche Ergebnis bei einer ReiBkraft von 24 Gramm. Die ReiBkraft, die di- 
rekt proportional zu der ReiBgeschwindigkeit und der ReiBlinie ist, kommt den zwei gegeniiberliegenden Seiten der nicht 
haftenden Schicht naher, wenn die ReiBgeschwindigkeit vergroBert wird. Die Spannungskonzentrationswirkung wird ge- 
steigert, wenn die ReiBgeschwindigkeit vergroBert wird, wobei der Rand des Pragefilms endang der ReiBlinien innerhalb 
der Spannungskonzentrationszone zugescharft wird. 

Tabelle 2 zeigt einen Riickseiten-Ablose-Adhasionstest, der an den unterschiedlichen Dicken der gepragten, zweiach- 
sig ausgedehnten Polypropylen (PP) - und Polyethylenterephthalat-Haftbander gegen einen Polyethylenterephthalat 
(PET)-Film durchgefuhrt wurde, der eine Dicke von 25 um und eine Breite von 2,54 cm (1 Zoll) bei einer ReiBgeschwin- 
digkeit von 6,1 cm pro Minute (24 Zoll pro Minute) aufwies: 



50 



55 



Tabelle 2 



Gepragter zweiachsig KFOPP KFOPP KFOPP 
ausgedehnter 
Polymerfilm 

Dicke (ym) 20 29 40 



KFPET 



12 



60 



65 



Rttckseiten- 
Adhasionskraft 

(g/cin) 
/Riickseiten- 
( dhasionskraft 
\ (g/zoll) 



451 



1146 



407 



1033 



430 



1091 



576 



1463^ 



In Tabelle 2 stehen KFOPP und KFPET jeweils fur die gepragten zweiachsig ausgedehnten Polypropylen- und Poly- 
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elhylenterephthalat-Filme. 

Tabelle 3 zeigt einen angewendcten ReiBkrafttest, bei dem 2,54 cm (1 Zoll) breite, gepragte, zweiachsig ausgedehnte 
Polypropylen (PP) - und Polyethylenterephthalat (PET)-Bander, die eine unterschiedliche Dicke aufweisen, jeweils an 
einera zweiachsig ausgedehnten Polyesterfilm anhaften, der eine Breite von 1,27 cm (0,5 Zoll) und eine Dicke von 25 urn 
in der Mitte an einer Seite aufweist. Das Verbundhaftband wird dann an eine standard-rostfreie Platte geklebt, und der 5 
AbreiBstreifenabschnitt wird entlang der Spannungskonzentrationszonen in einem Ablosewinkel von 180° und einer Ab- 
lbsegeschwindigkeit von 6,1 cm pro Minute (24 Zoll pro Minute) abgelost. Die angewendete ReiBkraft der obigen Ban- 
der wird gemessen. 

Tabelle 3 10 

Gepragter zweiachsig KFOPP KFOPP KFOPP KFPET 

ausgedehnter 
Polymerf ilm 



Dicke (pm) 


20 


29 


40 


12 


ReiJSkraft (g/cm) 


4,33 


9,45 


11,02 


5,51 


(ReiBkraft (g/Zoll) 


11 


24 


28 


14) 



GemaB der zuvor erwahnten Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3 ist die vorliegenden Erfindung nicht auf ein bestimmtes 
Klebematerial beschrankt; die erforderliche ReiBkraft, urn die beliebig gepragte Schicht 12 abzureiBen, betragt ungefahr 25 
nur 10 bis 50 Gramm, was geringer ist als die Haftfestigkeit zwischen Schichten des AbreiBstreifenabschnitts und der 
Haftfestigkeit zwischen dem gepragten Film und dem angeklebten Objekt (das Tragerband 6). Diese angewendete ReiB- 
kraft ist weit geringer als die Haftfestigkeit des gepragten Films gegen das Tragerband und den geschichteten, nicht haf- 
tenden Film. Es ist nicht erforderlich, die Adhasionskraft zu beschranken, und der AbreiBstreifenabschnitt kann be- 
stimmt von dem Tragerband 6 entlang den Spannungskonzentrationszonen 123 getrennt werden. Da die angewendete 30 
ReiBkraft gering ist, die erforderlich ist, um den AbreiBstreifenabschnitt 121 von dem Abdeckband 1 in unterschiedli- 
chen Winkeln zu trennen, kann der AbreiBstreifenabschnitt 121 von dem Abdeckband 1 glatt getrennt werden, ohne daB 
eine Schwingung an dem Tragerband 6 verursacht wird, wodurch die eingehiillten Teiie gezwungen wiirden, aus ihrer 
Lage zu springen. Weiterhin kann aufgrund der Fuhrung der Spannungskonzentrationszone die ReiBrichtung im Verlauf 
aufrecht erhalten werden. 35 

Fig. 8 zeigt eine alternative Form des Abdeckbandes 1, das geeignet ist, einen zweidimensionalen Tragerboden 5 ab- 
zudichten und zu versiegeln, der Aussparungen 51 mit unterschiedlichen Farmen und Tiefen zum Einhiillen der elektro- 
nischen Teile aufweist. Der Tragerboden 5 kann aus Papier, Kunststoffpapier, Kunstharz, Plastik, Keramik, metalhschen 
oder nichtmetallischen Materialien oder Mischungen der vorgenannten Materialien oder Recyclingmaterialien der vor- 
genannten Materialien hergestellt sein. Das Abdeckband 1 kann durch Oberflachenfarbdruck bearbeitet sein, um einen 40 
Firmennamen, einen Waren- oder Markennamen, einen Produktnamen, einen Identifizierungsbarcode usw. anzuzeigen, 
zur Erkennung fur Benutzer oder durch eine automatische Erkennungsvorrichtung. 

Bezugnehmend auf Fig. 9 wird ein Querschnitt einer weiteren Ausbildung der vorliegenden Erfindung gezeigt. Die 
Struktur umfaBt ein zusammengesetztes Abdeckband 2 und ein Tragerband 6. Die elektronischen Teile 9 sind zum Ein- 
hiillen bzw. Einlagern in den Aussparungen bzw. Vertiefungen des Tragcrbands 6 angeordnet. Das zusammengesetzte 45 
Abdeckband 2 ist ein mehrschichtiges Band. Die auBere Schicht des zusammengesetzten Abdeckbandes ist eine ablos- 
bare Beschichtungsschicht 21 und die Schicht, die an die ablosbare Beschichtungsschicht21 angrenzt, ist ein einachsig 
ausgedehnter Film 22. Die ablosbare Beschichtungsschicht bzw. Abziehschicht 21 kann durch Trocknen, thermisches 
Ausharten und Bestrahlungsausharten aufgetragen sein. Der einachsig ausgedehnte Film 22 ist ein einachsig ausgedehn- 
ter Polymerfilm, der beispielsweise aus Nylon, Polyvinyl alkohol (PVA), Polyester, Polypropylen (PP), Polycarbonat 50 
(PC), Polystyrol (PS), Polysulfon, Polyimid (PI), Polyethylennaphthalat (PEN), PP Kunststoffpapier Polyvinylchlorid 
(PVC), Polypropylen- Kunststoffpapier, und/oder Polyethylenterephthalat- Kunststoffpapier hergestellt. An einer anderen 
Seite des einachsig ausgedehnten Films 22, entgegengesetzt der Abziehschicht 21, ist eine Haftzonenbeschichtung 24 
mit parallelen Abstanden entlang der Breitenrichtung des einachsig ausgedehnten Films 22 vorgesehen. Das Haftmittel 
der Haftzonenbeschichtung 24 kann entweder ein druckempfindliches Haftmittel oder ein heiBverklebbarer Thermoplast 55 
sein. Zusatzlich zu der Zonenbeschichtung des einachsig ausgedehnten Films 22 kann die Haftschicht uber die gesamte 
Oberflache aufgetragen werden, wenn heiBverklebbares Elastomer verwendet wird. 

Das Material des einachsig ausgedehnten Films 22 ist sehr in einer besdmmten Richtung ausgedehnt. Aus der Sicht 
der Mikrostruktur ist eine parallele Faserstruktur bei dem einachsig ausgedehnten Film 22 gezeigt. Deshalb weist der ein- 
achsig ausgedehnte Film 22 eine hohe mechanische Zugfestigkeit in seiner Materialausdehnungsrichtung auf. Anderer- 60 
seits ist die mechanische Zugfestigkeit des einachsig ausgedehnten Films 22 in der Richtung rechtwinklig zu seiner Ma- 
terialausdehnungsrichtung, d. h. der Querrichtung, schwach. Wenn deshalb eine ReiBkraft an einem Scnnitt angewendet 
wird, der an einem Seitenrand des einachsig ausgedehnten Films 22 in seiner Materialausdehnungsrichtung hergestellt 
ist, kann der einachsig ausgedehnte Film 22 leicht an dem Spannungskonzentrationsbereich entlang der Richtung des 
Schnitts gebrochen werden. Vorzugsweise ist die Ausdehnungsrichtung der einachsig ausgedehnten Schicht so gestaltet, 65 
daB diese parallel zu einer Ausdehnungsrichtung des Tragerbandes verlauft. Das ReiBen ist extrem glatt und gleichma- 
Big, und die zwei gegenuberliegenden Seitenrander des AbreiBstreifenabschnitts werden sehr glatt gehalten, wenn diese 
von dem Abdeckband 5 abgelost werden, da die parallele Faserstruktur des einachsig ausgedehnten Films 22 die Kon- 
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zentration der Spannung der ReiBkraft fuhrt. Es wird keine geringe Schwingung: erzeugt, um die eingehiillten elektroni- 
schen Teile aus den Aussparungen des Tragerbandes 6 zu zwingen, da der AbreiBstreifenabschnitt glatt von dein Abdeck- 
band 5 abgelost werden kann. Da weiterhin eine Spannungskonzentrationszone besteht, die gestaltet ist, um das ReiBen 
zu fuhren, wird die ReiBrichtung im Verlauf, wenn der AbreiBstreifenabschnitt abgelost wird, aufrecht erhalten. 

5 Unter manchen Bedingungen, wenn das Abdeckband in einer Umgebung mi it hoher Temperatur verwendet wird, ist 
das Abdeckband vorzugsweise bearbeitet und weist eine antistatische Behandlung oder Ladungsdissipationseigenschaf- 
ten auf. Eine antistatische Schicht 23 kann durch Beschichten oder Metalldampfniederschlag zwischen dem einachsig 
ausgedehnten Film 22 und der Haftzonenbeschichtung 24 ausgebildet sein, die durch die Durchfuhrung einer anustati- 
schen Behandlung realisiert werden kann. Die Art und Weise der Ladungsdissipauon oder des Eliminierens statischer 

10 Ladung kann erzielt werden aufgrund: (1) der Verwendung eines ionischen oder nicht ionischen Tensids durch innere 
Vermischung oder auBeres Beschichten; (2) des Verwendens von RuBpulver, Graphitfaserpulver oder gemischtem Me- 
tallpulvermaterial; (3) von Metalldampfniederschlag oder Beschichtung aus leitfahigem Material, beispiels weise Alumi- 
niumdampfniederschlag oder Beschichtung von innerlich leitfahigen Poly anilinlac ken. Antistatische Beschichtung oder 
leitfahige Beschichtung kann ein Merkmal des spezifischen Oberflachenwiderstandes sein, der weniger als 10 E 13 Ohm/ 

15 Quadrat betragt. 

In der Praxis wird ein permanentes Mischen eines antistatischen Mittels mit dem Material des einachsig ausgedehnten 
Films 22 bevorzugt, um das Verfahren zu vereinfachen und die Kosten zu verringern. Die Oberflache des einachsig aus- 
gedehnten Films 22 kann durch die Flammenbehandlung, Plasmabehandlung oder Koronaentladung bearbeitet sein, oder 
mit einer Grundiermasse beschichtet sein, um die Oberflachenhaftfestigkeit zwischen der einachsig ausgedehnten Film- 

20 schicht 22 und der Haftzonenbeschichtung 24 zu steigern. Die Haftzonenbeschichtung 24 ist nicht auf ein bestimmtes 
Haftmaterial beschrankt, aber hangt von der Schicht ab, an der sie anhaftet, so daB die Haftzonenbeschichtung durch die 
druckempfindlichen Haftmittel, heiBverklebbares Material hergestellt werden kann, deren Hauptkomponente vorzugs- 
weise druckempfindliches Material oder Thermoplaste sind. Geeignete Mated alien fur die Haftschicht umfassen Acryl- 
haftmittel, Cyanacrylathaftmittel, Polyurethanhaftmittel, ungesatugte Polyesterhaftmittel, Silikonelastomere, natiirli- 

25 chen oder synthetischen Kautschuk, HeiBschmelzenelastomere, Thermoplaste usw. Das Haftmittel kann entweder auf 
Wasser-, Losungsmittel- oder losungsmittelfreier Basis formuliert sein, und durch Warmebestrahlung oder Elektronen- 
strahl getrocknet werden. 

Bezugnehmend auf Fig. 10, die ein zusammengesetztes Abdeckband gemaB einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungs- 
form der vorliegenden Erfindung zeigt, weist das zusammengesetzte Abdeckband 3 eine mehrschichtige Struktur auf. 

30 Das zusammengesetzte Abdeckband 3 umfaBt eine ablosbare Beschichtung bzw. Abziehschicht 21 an seiner auBeren 
Seite und eine einachsig ausgedehnte Filmschicht 22, angrenzend an die ablosbare Beschichtung 21. Die ablosbare Be- 
schichtungsschicht bzw. Abziehschicht 21 kann durch Trocknen, therrnisches. Ausharten und Bestrahlungsausharten 
aufgebracht werden. Der einachsig ausgedehnte Film 22 ist ein einachsig ausgedehnter Polymerfiim, der beispielsweise 
aus Nylon, Polyvinylalkohol (PVA), Polyester, Polypropylen (PP), Polycarbonat (PC), Polystyrol (PS), Polysulfon, Po- 

35 lyimid (PI), Polyethylennaphthalat (PEN), Polypropylen-Kunststoffpapier, Polyvinylchlorid (PVC) oder Polyethylenter- 
ephmalat-Kunststoffpapier hergestellt ist. An einer anderen Seite des einachsig ausgedehnten Films 22 ist, entgegenge- 
setzt der ablosbaren Beschichtung 21, eine heiBverklebbare Haftschicht 33 vorgesehen. Die heiBverklebbare Haftschicht 
33 ist aus HeiBschmelzelastomeren oder Thermoplasten mit einer hohen Glasumwandlungstemperatur hergestellt. Diese 
heiBverklebbare Haftschicht 33 klebt nicht bei Raumtemperatur. Wenn die elektroni schen Teile in den Aussparungen an 

40 dem Tragerband oder dem Tragerboden eingeschlossen sind, wird das zusammengesetzte Abdeckband 1 an zwei paral- 
lelen Seitenrandern der Aussparungen des Tragerbandes oder des Tragerbodens durch die heiBverklebbare Haftschicht 
33 angebracht und heiBverklebt, wobei mit der Oberflache des aufgeklebten Objekts (des Tragerbandes) eine Grenzfla- 
che mit starker Bindungsfestigkeit ausgebildet wird, Der heiBverklebbaren Haftschicht 33 kann ein antistatisches Mittel 
zugefugt sein, um eine antistatische Eigenschaft zum Schutzen der aktiven integrierten Komponenten der eingelagerten 

45 bzw. eingehiillten elektronischen Teile gegen StoB vorzusehen. Wenn das elektronische Teil 9 von dem Tragerband 6 ge- 
nommen wird, kann der AbreiBstreifenabschnitt in der Mitte des zusammengesetzten Abdeckbandes 3 zwischen seinen 
zwei gebundenen Seitenrandern durch ReiBen entfernt werden. Um ein positives oder zwangslaufiges ReiBen sicherzu- 
stellen, konnen Schnitte am vorderen Rand des zusammengesetzten Abdeckbandes 3 an den Begrenzungslinien vorgese- 
hen sein, sb daB der AbreiBstreifenabschnitt, der die Aussparungen des Tragerbandes 6 uberdeckt, zwangslaufig von dem 

50 zusammengesetzten Abdeckband 3 abgelost werden kann. Das ReiBen ist extrem glatt und gleichformig, und die zwei 
gegenuberliegenden Seitenrander des AbreiBstreifenabschnitts bleiben glatt, wenn diese von dem zusammengesetzten 
Abdeckband 3 abgelost sind, da die parallele Faserstruktur der einachsig ausgedehnten Filmschicht 33 die Konzentration 
der Spannung der ReiBkraft fuhrt. Es wird keine geringe Schwingung erzeugt, die die umhullten elektronischen Teile aus 
den Aussparungen des Tragerbandes 6 zwingt, da der AbreiBstreifenabschnitt sanft und glatt von dem zusammengesetz- 

55 ten Abdeckbandes 7 abgelost werden kann. Weiterhin wird die ReiBrichtung im Verlauf aufrecht erhalten, wenn der Ab- 
reiBstreifenabschnitt abgelost wird, da eine Spannungskonzentrationszone erzeugt wird, um das ReiBen zu fuhren. 

Da das zusammengesetzte Abdeckband zum Einhullen bzw. EinschlieBen in einer Umgebung mit hoher Temperatur, 
wie zum Beispiel bei der Hitzehartung vor dem Verpacken der Einrichtung verwendet wird, ist ein zusammengesetztes 
Abdeckband gemaB einer anderen bevorzugten Ausfiihrungsform, wie in Fig. 11 gezeigt, offenbart, um zu verhindem, 

60 daB die heiBverklebbare, druckempfindliche Schicht 33 weich wird. An der Mitte des AbreiBstreifenabschnitts des zu- 
sammengesetzten Abdeckbandes 3, in der Nahc der elektrischen Einrichtungen, ist eine nicht haftende Schicht 42 durch 
eine zweite Haftschicht 41 angeklebt. Wahlweise kann die nicht haftende Schicht 42 gestaltet und an die auBere Schicht 
des AbreiBstreifenabschnitts weit entfemt von dem Tragerobjekt durch die zweite Haftschicht 41 angehaftet sein. Das 
Material der nicht haftenden Schicht 42 kann ein ausgedehntes Polymer sein, wie zum Beispiel Nylon, Polyvinylalkohol 

65 (PVA), Polyethylenterephthalat (PET), Polyester, Polypropylen (PP), Polycarbonat (PC), Polystyrol (PS), Polysulfon, 
Polyimid (PI), Polyethylennaphthalat (PEN), Polyvinylchlorid (PVC), Polypropylen-Kunststoffpapier und Polyethylen- 
terephthalat- Kunststoffpapier. 
Unter einigen bestimmten Umstanden ist die an das angrenzende Objekt angrenzende Seite des Abdeckbandes vor- 
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zugsweise weiter bearbeitet, um antistatische oder Ladungsdissipationseigenschaften aufzuweisen. Eine antistatische 
Schicht 43 kann durch Beschichten oder Metalldampfniederschlag auf der Oberflache der nicht haftenden Schicht 42 
ausgebildet sein. Die Art und Weise der Ladungsdissipation oder Eliminierung statischer Ladung kann erzielt werden 
aufgrund: (1) Verwendens eines ionischen oder nichtionischen Tensids durch innere Vermischung oder auBere Beschich- 
tung; (2) Verwendens von RuBpulver, Graphitfaserpulver oder vermischten Metallpulvermaterial; (3) von Metalldampf- 5 
niederschlag oder Beschichtung eines leitfahigen Materials, beispielsweise Aluminiumdampfniederschlag oder Be- 
schichtung innerlich leitfahiger Polyanilinlacke. Vorzugsweise wird die antistatische Beschichtung durch antistatische 
Tensidbcschichtung, bestrahlungsgehartete Druckbeschichtung oder leitfahige Lackbeschichtung, Metalldampfnieder- 
schlag oder diinnen Metallfilm aufgetragen. Antistatische Beschichtung oder leitfahige Beschichtung kann ein Merkmal 
des spezifischedn Oberflachenwiderstandes sein, der geringer als 10 E 13 Ohm/Quadrat ist. 10 

Das Abdeckband kann auch geeignet sein, einen zweidimensionalen Tragerboden abzuschlieBen, der Aussparungen 
unterschiedlicher Formen und Tiefen zum Einlagern der elektronischen Teile aufweist. Der Tragerboden kann aus Papier, 
synthetischem Papier, Plastik, Kunstharz, Keramik, Metall- oder Nichtmetallmateri alien oder Mischungen der zuvor er- 
wahnten Materialien, oder Recyclingmateri alien der zuvor erwahnten Materialien hergestellt sein. 

Obwohl die Erfindung beispielhaft und anhand einer bevorzugten Ausfiihrungsform beschrieben wurde, ist die Erfin- 15 
dung nicht darauf beschrankt. Es ist im Gegenteil beabsichugt, verschiedenartige Modifikationen und ahnliche Anord- 
nungen und Verfahren abzudecken, und der Schutzumfang der anhangenden Anspruche soli deshalb mil der breitesten 
Interpretation ubereinstimmen, um alle derartigen Modifikationen und ahnliche Anordnungen und Verfahren einzu- 
schlieBen. 

Die Zeichnungen dienen ledigiich der Darstellung der Erfindung und dienen nicht als eine Definition der Grenzen und 20 
des Schutzumfangs der offenbarten Erfindung. 



Patentanspriiche 

1. Zusammengesetzten Abdeckband (1) zum Einhullen elektronischer Teile in einem Tragerobjekt, umfassend: 25 
eine Haftschicht (13); 

eine nicht haftende Schicht (14); und 

eine gepragte Schicht (12) mit einer Vielzahl an beliebig angeordneten Lochern, wobei die Haftschicht (13) an einer 
Oberflache der gepragten Schicht (12) angeordnel ist, und die nicht haftende Schicht (14) an der Mitte der gepragten 
Schicht (12) durch die Haftschicht (13) anhaftet, wobei das zusammengesetzte Abdeckband (1) umfaBt: 30 
einen Adhasionsabschnitt (122), der ein an dem Tragerobjekt durch die Haftschicht (13) anhaftender Abschnitt des 
zusammengesetzten Abdeckbandes (1) ist, 

einen AbreiBstreifenabschnitt (121), der ein Abschnitt des zusammengesetzten Abdeckbandes (1) ist und geeignet 
ist, die Kohasionsfcstigkeit der gepragten Schicht (12) durch Zusammensetzen mit der nicht haftenden Schicht (14) 
zu steigern, und 35 
mindestens eine Spannungskonzentrationszone (123), die eine Zusammenfugung des Adhasionsabschnitts (122) 
und des AbreiBstreifenabschnitts (121) ist, 

wobei der AbreiBstreifenabschnitt (121) entlang der Spannungskonzentrationszone (123) durch eine angewendete 
ReiBkraft ablosbar ist, bevor die eingelagerten elektronischen Teile aus dem Tragerobjekt entnehmbar sind. 

2. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die angewendete ReiBkraft 40 
zum Ablosen des AbreiBstreifenabschnitts geringer ist als eine Adhasionskraft der Haftschicht zum Anhaften des 
Adhasionsabschnitts der zusammengesetzten Abdeckschicht an dem Tragerobjekt. 

3. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die angewendete ReiBkraft 
zum Ablosen des AbreiBstreifenabschnitts geringer ist als eine Kohasionskraft des AbreiBstreifenabschnitts, die 
hauptsachlich durch die Haftschicht beigetragen wird. 45 

4. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die gepragte Schicht aus ei- 
nem Material hergestellt ist, das aus einer ausdehnten Polymergruppe ausgewahlt ist, bestehend aus Nylon, Poly- 
ethylenterephthalat (PET), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS), Polycarbonat (PC), Polysulfon, Polyimid (PI), Po- 
lyethylennaphthalat (PEN), Polyvinylchlorid (PVQ, Polypropylen-Kunststoffpapier und Polyethylenterephthalat- 
Kunststoffpapier. 50 

5. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Prageschicht eine einach- 
sig ausgedehnte Schicht ist, das Tragerobjekt ein Tragerband ist und die Erstreckungsrichtung der einachsig ausge- 
dehnten Schicht parallel zu einer Erstreckungsrichtung des Tragerbandes verlauft. 

6. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die ausgedehnte Schicht aus 
einem Material hergestellt ist, das aus einer einachsig ausgedehnten Polymergruppe ausgewahlt ist, bestehend aus 55 
Nylon, Polyvinylalkohol (PVA), Polyester, Polypropylen (PP), Polycarbonat (PC), Polystyrol (PS), Polysulfon, Po- 
lyimid (PI), Polyethylennaphthalat (PEN), Polyvinylchlorid (PVC), Polypropylen-Kunststoffpapier und Polyethy- 
lenterephthalat-Kunststoffpapier. 

7. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die nicht haftende Schicht aus 
einem Material hergestellt ist, das aus einer Polymergruppe ausgewahlt ist, bestehend aus Nylon, Polyethylenter- 60 
ephthalat (PET), Polyester, Polypropylen (PP), Polycarbonat (PC), Polystyrol (PS), Polysulfon, Polyimid (PI), Po- 
lyethylennaphthalat (PEN), Polyvinylchlorid (PVQ, Polypropylen-Kunststoffpapier und Polyethylenterephthalat- 
Kunststoffpapier. 

8. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die nicht haftende Schicht ei- 
nen leitfahigen diinnen MetaDfilm umfaBt. 65 

9. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeictinet, daB die nicht haftende Schicht eine 
Vielzahl an nicht haftenden Streifen umfaBt. 

10. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daB die nicht haftenden Streifen 
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voneinander beabstandet sind. 

1 1 . Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die nicht hafLende Schicht in 
eine Vielzahl von nicht haftenden Zonen unterteilt ist, urn auf die Form und die GrbBe des Tragerobjekts zu passen. 

12. Zusammengesetztes Tragerband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die nicht haftende Schicht an 
5 einer Oberflache des AbreiBstreifenabschnitts angrenzend an dem Tragerobjekt anhaftet. 

13. Zusammengesetztes Tragerband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die nicht haftende Schicht an 
der auBeren Schicht des AbreiBstreifenabschnitts weitentfernt von dem Tragerobjekt durch eine zweite Haftschicht 
anhaftet. 

14. Zusammengesetztes Tragerband nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daB die zweite Haftschicht eine 
10 druckernpfindliche Haftschicht ist. 

15. Zusammengesetztes Tragerband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB eine ablosbare Schicht auf ei- 
ner Oberflache der Tragerschicht gegenuberliegend der Haftschicht aufgebracht ist. 

16. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daB die ablosbare Schicht mit 
einer Technik bearbeitet ist, die aus einer Gruppe, bestehend aus Trocknen, thermischem Ausharten, und Bestrah- 

15 lungstrocknung, ausgewahlt ist. 

17. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die nicht haftende Schicht 
eine Seite aufweist, die den eingehullten elektronischen Teilen zugekehrt ist und mit einer antistatischen Beschich- 
tungsschicht bedeckt ist. 

18. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daB die antistatische Beschich- 
20 tungsschicht durch einen ProzeB oberflachenbearbeitet ist, der aus einer Gruppe ausgewahlt ist, die aus anustau- 

scher Tensidbeschichtung, durch Bestrahlung ausgeharteter Druckbeschichtung und leitfahiger Lackbeschichtung, 
Metalldampfniederschlag und diinnem Metallfilm besteht. 

19. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Oberflache des Prage- 
films an der Haftschicht durch einen ProzeB bearbeitet ist, der aus einer Gruppe ausgewahlt ist, die aus Flammen- 

25 behandlung, Plasmabehandlung, Koronaentladung und Grundiermassenbeschichtung besteht, um die Oberflachen- 
haftfestigkeit zu steigern. 

20. Zusammengesetztes Abdeckband zum Einhullen elektronischer Teile in einem Tragerobjekt, umfassend: 
eine Haftschicht, und 

eine einachsig ausgedehnte Schicht, wobei die Haftschicht an einer Oberflache der einachsig ausgedehnten Schicht 
30 angrenzend an dem Tragerobjekt anhaftet, wobei das zusammengesetzte Abdeckband umfaBt: 

einen Adhasionsabschnitt, der ein an dem Tragerobjekt durch die Haftschicht anhaftender Abschnitt des zusammen- 
gesetzten Abdeckbandes ist, 

einen AbreiBstreifenabschnitt, der ein Abschnitt des zusammengesetzten Abdeckbandes ist, der nicht an dem Tra- 
gerobjekt anhaftet, und 

35 mindestens eine Spannungskonzentrationszone, die eine Zusammenfugung des Adhasionsabschnitts und des Ab- 

reiBstreifenabschnitts ist, 

wobei der AbreiBstreifenabschnitt entlang der Spannungskonzentrationszone mit einer angewendeten ReiBkraft ab- 
losbar ist, bevor die eingelagerten elektronischen Teile aus dem Tragerobjekt entnehmbar sind. 

21. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB die angewendete ReiBkraft 
40 zum Ablosen des AbreiBstreifenabschnitts geringer ist als eine Adhasionskraft der Haftschicht zum Anhaften des 

Adhasionsabschnitts der zusammengesetzten Abdeckschicht an dem Tragerobjekt. 

22. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB die angewendete ReiBkraft 
zum Ablosen des AbreiBstreifenabschnitts geringer ist als eine ReiBkraft, die erforderlich ist, um die einachsig aus- 
gedehnte Schicht in einer Querrichtung, rechtwinklig zu der Erstreckungsrichtung der einachsig ausgedehnten 

45 Schicht zu reiBen. 

23. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB eine ablosbare Schicht auf 
einer Oberflache der einachsig ausgedehnten Schicht entgegengesetzt der Haftschicht aufgetragen ist. 

24. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daB die ablosbare Schicht mit 
einer Technik bearbeitet ist, die aus einer Gruppe ausgewahlt ist, bestehend aus Trocknen, thermischer Aushartung 

50 und Bestrahlungsaushartung. 

25. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB eine antistatische Schicht 
auf einer anderen Oberflache der einachsig ausgedehnten Schicht entgegengesetzt der Haftschicht aufgetragen ist. 

26. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB die antistatische Beschich- 
tungsschicht durch einen ProzeB oberflachenbearbeitet ist, der aus einer Gruppe ausgewahlt ist, bestehend aus anti- 

55 statischer Tensidbeschichtung, durch Bestrahlung ausgeharteter Druckbeschichtung und leitfahiger Lackbeschich- 

tung und Metalldampfniederschlag. 

27. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB eine Druckschicht auf einer 
anderen Oberflache der einachsig ausgedehnten Schciht entgegengesetzt der Haftschicht aufgetragen ist. 

28. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB die einachsig ausgedehnte 
60 Schicht aus einem Material hergestellt ist, das aus einer einachsig ausgedehnten Polymergruppe ausgewahlt ist, be- 
stehend aus Nylon, Poly vinylalkohol (PVA), Polyelhylenterephthalat (PET), Polypropylen (PP), Polycarbonat (PC), 
Polystyrol (PS), Polysulfon, Polyimid (PI), Polyethylennaphthalat (PEN), Polyvinylchlorid (PVC), Polypropylen- 
Kunststoffpapier und Polyethylenterephthalat-Kunststoffpapier. 

29. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, daB die einachsig ausgedehnte 
65 Schicht einen Oberflachenwiderstand aufweist, der geringer als 10E13 Ohm/Quadrat ist. 

30. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB die Haftschicht eine Haft- 
zonenbeschichtung ist. 

31. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daB die Haftzonenbeschichtung 
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eine druckempfindliche Haftschicht ist. 

32. Zusainmengesetztes Abdeckband nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daB die Hafizonenbeschichtung 
eine heiBverklebbare Elastomerschicht ist. 

33. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB eine antistatische Schicht 
auf der Oberflache der einachsig ausgedehnten Schicht angrenzend an das Tragerobjekt ausgebildet ist. 

34. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 33, dadurch gekennzeichnet, daB die antistatische Beschich- 
tungsschicht durch einen ProzcB oberfiachenbearbeitet ist, der aus einer Gruppe ausgewahlt ist, beslehend aus anti- 
statischer Tensidbeschichtung, durch Bestrahlung ausgeharteter Druckbeschichtung und leitfahiger Lackbeschich- 
tung und Metalldampfniederschlag. 

35. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB die Haftschicht eine heiB- 
verklebbare Haftschicht ist. 

36. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet, daB die heiBverklebbare Haft- 
schicht einen spezifischen Obcrflachenwiderstand aufweist, der geringer als 10E13 Ohm/Quadrat ist. 

37. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB eine nicht haftende Schicht 
auf einer Oberflache des AbreiBstreifenabschnitts angrenzend an dem Tragerobjekt angeordnet ist. 

38. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, daB die nicht haftende Schicht 
durch eine zweite Haftschicht an dem AbreiBstreifenabschnitt anhaftet. 

39. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, daB die zweite Haftschicht eine 
druckempfindliche Schicht ist. 

40. Zusammengesetztes Abdeckband nach Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, daB die nicht haftende Schicht 
aus einem Material hergestellt ist, das aus einer Polymergruppe ausgewahlt ist, bestehend aus Nylon, Polyvinylal- 
kohol (PVA), Polyethylenterephthalat (PET), Polypropylen (PP), Polycarbonat (Py), Polystyrol (PS), Polysulfon, 
Polyimid (PI), Polyethylennaphthalat (PEN), Polyvinylchlorid (PVC), Polypropylen-Kunststoffpapier und Poly- 
ethylenterephthalat- Kunststoffpapier. 
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